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요약

양의 복굴절 특성을 나타내는 열가소성 수지로 이루어진 위상차층(A) 및 350nm 이하의 선택 반사 파장 범위를 나타내는

콜레스테릭 액정의 배향 고화층으로 이루어진 위상차층(B)의 적층체를 포함하되, Re 및 Rth가 하기 수학식 1 및 2로 주어

지는 경우 상기 적층체의 Re가 10㎚ 이상이고 상기 적층체의 Rth-Re가 50㎚ 이상인 적층 위상차판이 제공된다:

수학식 1
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수학식 2

상기 식에서,

nx 및 ny는 면내 주굴절률이고, nz는 두께방향 굴절률이고, d는 층 두께이다. 또한, 상기 정의된 적층 위상차판 및 편광판

의 적층체로 이루어진 편광 부재가 제공되고, 액정셀, 및 상기 액정셀의 한면 또는 양면에 배치된 상기 정의된 적층 위상차

판 또는 편광 부재로 이루어진 액정 표시 장치가 제공된다.

대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따른 액정 표시 장치를 나타내는 도면이다.

도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

1: 적층 위상차판 2: 편광판

3: 감압 점착층 A: 제 1 위상차판

B: 제 2 위상차판 4: 편광 부재

5: 액정셀 6: 액정 표시 장치

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 수직 배향(VA)형 액정 표시 장치와 같은 액정 표시 장치의 시야각 특성을 개선하는데 적합한 적층 위상차판에

관한 것이다.

액정셀의 복굴절성을 보상하면서 전방위에서 뛰어난 표시 품질을 나타내는 액정 표시 장치를 형성하기 위해, 사시

(oblique viewing) 방향에 대해 면내 2 방향인 x와 y 및 법선 방향인 z를 포함하는 3 방향의 주복굴절률 nx, ny 및 nz를 제

어하는 위상차판이 필요하다. 특히, VA형 및 OCB형 액정 표시 장치를 형성하기 위해서는 nx > ny > nz의 관계를 만족시

키는 3 방향의 주굴절률을 갖는 위상차판이 필요하다.

주굴절률 nx, ny 및 nz를 제어하는 위상차판으로서 2가지 유형의 위상차판이 지금까지 공지되어 있다. 첫 번째 유형의 위

상차판은 일축 연신 필름의 면내 지상축 방향이 서로 수직하게 교차하도록 서로 적층된 일축 연신 필름으로부터 형성된 적

층 위상차판이다. 두 번째 유형의 위상차판은 텐터(tenter)에 의해 횡방향 또는 이축 연신된 중합체 필름으로부터 형성된

단층 위상차판이다.

그러나, 상기 전자의 적층 위상차판에서는 2장의 필름의 적층으로 인해 적층 위상차판의 부피가 클뿐만 아니라 두께 정밀

도가 높은 필름이 요구되기 때문에 적층 위상차판이 대량 생산될 수 없는 문제점이 있다. 한편, 상기 후자의 단층 위상차판
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에서는 수득되는 위상차값의 범위가 좁다. 두께방향의 위상차값이 법선방향의 위상차값보다 현저히 큰 경우, 요구되는 위

상차값을 얻기 위해 2개 이상의 단층 위상차판이 적층 위상차판에서와 동일한 방식으로 적층되어야 한다. 부피 문제는 여

전히 발생한다. 또한, 위상차판을 연속해서 제조하기가 곤란하기 때문에 제조 공정이 복잡해지는 문제점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 시야각 특성이 개선되어 고콘트라스트가 얻어지는 VA형 액정 표시 장치와 같은 액정 표시 장치를 형성

하는데 사용될 수 있고, 얇고 양산성이 뛰어난 위상차판을 제공하는 것이다.

본 발명에 따라, 양의 복굴절 특성을 나타내는 열가소성 수지로 이루어진 위상차층(A) 및 350nm 이하의 선택 반사 파장

범위를 나타내는 콜레스테릭 액정의 배향 고화층으로 이루어진 위상차층(B)의 적층체를 포함하되, Re 및 Rth가 하기 수학

식 1 및 2로 주어지는 경우 590nm의 파장을 갖는 광을 기준으로 상기 적층체의 Re가 10㎚ 이상이고, 상기 적층체의 Rth-

Re가 50㎚ 이상인 적층 위상차판이 제공된다:

수학식 1

수학식 2

상기 식에서,

nx 및 ny는 면내 주굴절률이고, nz는 두께방향 굴절률이고, d는 층 두께이다. 또한, 상기 정의된 적층 위상차판 및 편광판

의 적층체로 이루어진 편광 부재가 제공된다. 추가로, 액정셀, 및 상기 액정셀의 한면 또는 양면에 배치된 상기 정의된 적

층 위상차판 또는 편광 부재로 이루어진 액정 표시 장치가 제공된다.

본 발명에 따라, 액정과 같은 위상차층을 형성하기 위한 소재를 코팅 방법에 의해 필름을 적층시킬 필요없이 우수한 제조

효율로 형성할 수 있어, 두께가 얇은 고품질의 적층 위상차판을 우수한 양산성으로 수득할 수 있다. 이러한 적층 위상차판

은 액정셀의 시야각을 고도로 개선하는데 사용될 수 있다.

본 발명의 특징 및 이점은 첨부된 도면과 함께 하기 기술된 바람직한 실시태양의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다.

발명의 구성 및 작용

도 1에 나타낸 바와 같이, 본 발명에 따른 적층 위상차판(1)은 양의 복굴절 특성을 나타내는 열가소성 수지로 이루어진 위

상차층(A)(제 1 위상차층) 및 350㎚ 이하의 선택 반사 파장 범위를 나타내는 콜레스테릭 액정의 배향 고화층으로 이루어

진 위상차층(B)(제 2 위상차층)의 적층체를 포함하되, Re 및 Rth가 하기 수학식 1 및 2로 주어지는 경우 590nm의 파장을

갖는 광을 기준으로 상기 적층체의 Re가 10㎚ 이상이고, 상기 적층체의 Rth-Re가 50㎚ 이상이다:

수학식 1

수학식 2

상기 식에서,
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nx 및 ny는 면내 주굴절률이고, nz는 두께방향 굴절률이고, d는 층 두께이다. nx는 면내 굴절률이 상기 판의 면내에서 최

대가 되게 하는 방향의 면내 굴절률이고, ny는 nx 방향에 수직인 방향의 면내 굴절률이다.

위상차층(A)은 양의 복굴절 특성을 나타내는 열가소성 수지로부터 형성된다. 즉, 위상차층(A)은, 수지의 필름을 일축 연신

시킨 경우 필름의 연신 방향의 굴절률이 na이고 면내 연신 방향에 수직인 방향의 굴절률이 nb일 때 na>nb의 특성을 나타

내는 열가소성 수지로부터 형성된다.

상기 열가소성 수지는 특별히 한정되지 않는다. 양의 복굴절 특성을 나타내는 적합한 투명 수지를 열가소성 수지로서 사용

할 수 있다. 열가소성 수지의 예로는 폴리카보네이트, 폴리알릴레이트, 폴리설폰, 폴리올레핀, 폴리에틸렌 테레프탈레이

트, 폴리에틸렌 나프탈레이트, 노보넨계 중합체, 셀룰로오스계 중합체, 및 상기 기술된 중합체중에서 선택된 2종 이상의

중합체로 구성된 혼합 중합체를 포함한다. 특히, 복굴절 특성에 대한 제어성, 투명성 및 내열성이 뛰어난 수지가 열가소성

수지로서 바람직하게 사용된다.

압출 성형 방법 및 캐스트 제막 방법과 같은 적합한 방법에 의해 제조된 열가소성 수지 필름은 롤을 사용하는 종방향 연신

방법 또는 텐터를 사용하는 횡방향 또는 이축 연신 방법과 같은 적합한 방법에 의해 연신된다. 상기 방법으로 위상차층(A)

이 형성될 수 있다. 연신에 필요한 온도는 처리 대상인 필름의 유리 전이 온도(Tg) 근방, 특히 Tg 이상 필름의 융점 미만이

바람직하다.

롤을 사용하는 종방향 연신 방법에서는 가열 롤을 사용하는 방법, 분위기를 가열하는 방법 또는 상기 두가지 방법을 조합

하여 사용하는 방법과 같은 적합한 가열 방법이 사용될 수 있다. 텐터를 사용하는 이축 연신 방법에서는 완전 텐터 방식을

사용하는 동시 이축 연신 방법 또는 롤 텐터 방식을 사용하는 순차 이축 연신 방법과 같은 적합한 방법이 사용될 수 있다.

배향 및 위상차 변화가 적은 층이 위상차층(A)으로서 바람직하게 사용된다. 위상차층(A)의 두께는 위상차에 따라 적합하

게 결정될 수 있다. 일반적으로, 위상차층(A)의 두께는 박형화의 관점에서 1 내지 300㎛의 범위, 특히 10 내지 200㎛의 범

위, 보다 특히 20 내지 150㎛의 범위가 되도록 설정한다.

위상차층(B)은 350nm 이하의 선택 반사 파장 범위를 나타내는 콜레스테릭 액정을 배향시키고 그 배향된 상태를 고정시킴

으로써 수득되는 고화층으로서 형성된다. 또한, 위상차층(B)의 두께는 위상차에 따라 적합하게 결정될 수 있다. 일반적으

로, 위상차층(B)의 두께는 박형화의 관점에서 20㎛ 이하, 특히 0.1 내지 15㎛의 범위, 보다 특히 0.5 내지 10㎛의 범위가

되도록 설정한다.

가시광역의 광을 선택적으로 반사시키지 않고 투과시킴으로써 밝은 표시를 달성하기 위해 350nm 이하의 선택 반사 파장

범위를 나타내는 콜레스테릭 액정을 사용한다. 즉, 콜레스테릭 액정의 나선 배향 상태를 기준으로 콜레스테릭 액정의 평균

굴절률을 nc, 콜레스테릭 액정의 나선 피치를 P라 했을 때, 나선축에 평행하게 입사한 광의 파장(nc·P)을 중심 파장으로 가

정하면, 콜레스테릭 액정은 중심 파장(nc·P) 근방의 파장을 갖는 광의 일부를 좌우 중 한쪽의 원편광 빔으로서 선택적으로

반사하는 특성을 나타낸다. 따라서, 선택적으로 반사된 광역이 가시광역에서 나타나면 표시에 이용될 수 있는 광은 불리하

게 감소된다. 따라서, 콜레스테릭 액정은 이러한 단점을 방지하기 위해 사용된다.

콜레스테릭 액정으로서, 예를 들어 일본 특허 공개공보 제 91-67219 호, 제 91-140921 호, 제 93-61039 호, 제 94-

186534 호, 제 97-133810 호 등에 개시된 선택 반사 특성을 나타내는 적합한 소재를 사용할 수 있다. 배향 고화층의 안정

성의 관점에서 바람직하게 사용되는 소재로는, 콜레스테릭 액정 중합체, 키랄제-함유 네마틱 액정 중합체, 또는 광이나 열

을 사용한 중합에 의해 액정 중합체를 형성하는 화합물과 같은 소재가 있고, 콜레스테릭 액정층을 형성하는데 사용될 수

있다.

예를 들어, 위상차층(B)은 투명 지지 기재를 콜레스테릭 액정으로 코팅하는 방법에 의해 형성될 수 있다. 이 경우, 기재를

동종 또는 이종의 콜레스테릭 액정으로 재코팅하는 방법도 위상차를 제어하기 위한 목적으로 필요에 따라 사용될 수 있다.

상기 코팅 처리에 예를 들어 그라비어(gravure) 코팅 방법, 다이(die) 코팅 방법 또는 딥(dip) 코팅 방법과 같은 적합한 방

법을 사용할 수 있다. 적층 위상차판을 형성할 때, 지지 기재상에 구비된 코팅액층 또는 코팅막을 필요에 따라 접착층을 통

해 위상차층(A) 위로 옮겨 접합시키는 방법을 사용할 수 있다.

지지 기재로서 중합체로 이루어진 필름과 같은 적합한 소재를 사용할 수 있다. 적층 위상차판은 지지 기재와 일체화되거

나, 지지 기재를 포함하지 않은 상태로 구비될 수도 있다. 적층 위상차판이 지지 기재와 일체화된 경우, 예를 들어 트리아
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세틸 셀룰로오스 필름과 같은 복굴절이 가능한 적은 소재를 지지 기재로서 사용하는 것이 바람직하다. 또한, 예를 들어 지

지 기재를 포함하지 않는 적층 위상차판은, 위상차층(B)이 지지 기재의 이형제 처리면에 형성된 후 지지 기재가 지지 기재

의 이형제-처리면을 통해 분리되는 방법에 의해 수득될 수 있다.

위상차층(B)이 이러한 상태로 형성될 때 액정을 배향시키기 위한 방법을 사용한다. 배향 방법은 특별히 한정되지 않는다.

액정 화합물이 상기 방법에 의해 배향될 수 있다면 임의의 적합한 방법을 사용할 수 있다. 배향 방법의 예로는, 중합체와

같은 유기 화합물의 고무 처리막, 무기 화합물의 사방(斜方) 증착막, 마이크로 그루브(micro-groove)를 갖는 막, 또는 ω-

트리코산, 디옥타데실메틸암모늄 클로라이드 또는 메틸 스테아레이트와 같은 유기 화합물을 랭뮤어-블로젯 (Langmuir-

Blodgett) 방법에 의해 누적시킨 랭뮤어-블로젯(LB) 막으로 이루어진 배향막을 구비하고, 배향막을 액정으로 코팅하여 액

정을 배향시키는 방법이 있다.

배향 방법의 예로는 추가로 연신 필름을 액정으로 코팅하여 액정을 배향시키는 방법(일본 특허 공개공보 제 91-9325 호),

전기장 또는 자기장을 가하여 액정을 배향시키는 방법, 및 광의 조사에 의해 배향 기능이 생성되는 배향막을 사용하는 방

법이 있다. 위상차층으로도 사용되는 시스템은 연신 필름 및 고무 처리막에서 이용될 수 있어, 적층 위상차판을 형성하기

위한 위상차층(A)의 표면은 필요에 따라 고무 처리됨으로써 배향 기능을 갖는 지지 기재로서 작용한다.

따라서, 위상차층(A)은 위상차층(B)의 지지체로도 작용하도록 형성될 수 있다. 이 경우, 적층 위상차판은 특히 박형으로서

제공될 수 있다. 또한, 액정의 배향 상태는 가능한 균일한 것이 바람직하고, 상기 층은 배향 상태가 고정된 고화층으로서

제공되는 것이 바람직하다.

적층 위상차판은 위상차층(A) 및 위상차층(B)의 적층에 의해 형성될 수 있다. 적층 순서는 특별히 한정되지 않는다. 형성

되는 적층 위상차판은, Re 및 Rth가 하기 수학식 1 및 2로 주어지는 경우 590㎚의 파장을 갖는 광을 기준으로 10㎚ 이상,

특히 20 내지 1,000㎚ 범위, 보다 특히 25 내지 500㎚ 범위의 Re를 갖고, 50㎚ 이상, 특히 70 내지 1,500㎚ 범위, 보다 특

히 100 내지 800㎚ 범위의 Re-Rth를 갖는 적층체이다:

수학식 1

수학식 2

상기 식에서,

nx 및 ny는 면내 주굴절률(지상축 방향 및 진상축 방향)이고, nz는 두께방향 굴절률이고, d는 층 두께이다.

위상차 특성을 나타내는 적층 위상차판은 VA형 액정셀 및 OCB형 액정셀과 같은 다양한 종류의 액정셀의 복굴절에 대한

보정을 기준으로 시야각 및 콘트라스트가 뛰어난 액정 표시 장치를 형성하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 위상차 특성

을 나타내는 적층체는, 20 내지 300㎚의 Re 및 1.0 내지 50의 Rth/Re를 갖는 위상차층(A), 및 0 내지 20㎚의 Re 및 30 내

지 500㎚의 Rth를 갖는 위상차층(B)을 사용하는 방법에 의해 수득될 수 있다.

적층 위상차판은 편광판(2) 위에 적층됨으로써 적층 위상차판 및 편광판의 적층체로서 편광 부재(4)를 형성할 수 있어 편

광 부재를 실용화한다. 관련 기술분야에 따른 적합한 소재는 임의의 특별한 한정없이 편광판으로서 사용될 수 있다. 편광

판 소재의 예로는, 아조계 염료, 안트라퀴논계 염료 또는 테트라진계 염료와 같은 2색성 염료로 제조된 요오드 및/또는 2

색성 소재를 친수성 중합체로 이루어진 필름에 흡착시킨 후, 폴리비닐 알콜, 부분 포말화(formalized) 폴리비닐 알콜 또는

부분 비누화 에틸렌-비닐 아세테이트 공중합체로 이루어진 필름을 연신시키고 배향시킴으로써 수득되는 편광 필름이 있

다. 편광판은 편광 필름의 한면 또는 양면에 투명 필름의 한 투명 보호층을 함유할 수도 있다. 이 경우, 본 발명에 따른 적층

위상차판은 박형화를 위해 투명 보호층으로도 작용할 수 있다.

편광판에 인접한 위상차층은 위상차층(A) 또는 위상차층(B)일 수 있다. 적층 위상차판 및 편광판은 분리해서 구비할 수도

있지만, 이들은 광학축의 어긋남을 방지하고 더스트와 같은 이물질로 인한 오염을 방지하기 위해 서로 고착시키는 것이 바

람직할 수 있다. 고착 및 적층을 위해 투명 접착층을 사용하는 접합 방법과 같은 적합한 방법을 사용할 수 있다. 상기 접착
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제는 그 종류에 대해 특별히 한정되지 않는다. 구성 부재의 광학 특성의 변화 방지의 관점에서, 접합 처리시의 경화 및 건

조에 고온 처리가 필요하지 않고 장시간의 경화 및 건조 시간이 필요하지 않은 접착제를 사용하는 것이 바람직하다. 이러

한 관점에서, 친수성 중합체계 접착제 및 감압 점착층(3)이 바람직하게 사용될 수 있다.

또한, 감압 점착층(3)을 형성하기 위해, 아크릴계 중합체, 및 실리콘계 중합체, 폴리에스테르, 폴리우레탄, 폴리에테르 또

는 합성 고무와 같은 적합한 중합체를 사용하는 투명 점착제를 사용할 수 있다. 특히, 광학적 투명성, 점착 부착 강도 및 내

후성의 관점에서 아크릴계 점착제가 바람직하게 사용된다.

또한, 감압 점착층(3)은, 적층 위상차판(1) 또는 편광 부재(4)를 액정셀(5)과 같은 피착체에 접착시킬 목적으로 필요에 따

라 적층 위상차판 또는 편광 부재의 한면 또는 양면에 구비할 수 있다. 이 경우 감압 점착층이 표면에 노출될 때, 감압 점착

층이 실용화될 때까지 세퍼레이터(separator)로 일시적으로 덮어 감압 점착층의 표면이 오염되는 것을 방지하는 것이 바

람직할 수 있다.

편광 부재(4)는, 편광 부재의 한면 또는 양면에, 예를 들어 투명 보호층에서 전술한 내수성과 같은 다양한 목적을 위해 보

호층, 또는 표면 반사의 방지와 같은 목적을 위해 반사 방지층 또는/및 방현 처리층와 같은 적합한 기능층을 갖도록 형성할

수 있다. 반사 방지층은 불소계 중합체의 코팅층 또는 다층 금속 증착막과 같은 광간섭성 막으로서 적절히 형성될 수 있다.

방현 처리층은, 예를 들어 미립자 함유 수지 코팅층으로서, 또는 엠보싱 가공, 샌드블라스팅 가공 및 에칭 가공과 같은 적

합한 방법에 의해 표면에 미세요철 구조를 부여하여 표면 반사광을 확산하는 적합한 방법에 의해 형성될 수 있다.

또한, 0.5 내지 20㎛의 평균 입경을 갖는 무기 미립자 및 유기 미립자 중에서 선택된 1종 이상의 미립자를 미립자로서 사

용할 수 있다. 무기 미립자는 전기 전도성일 수 있고, 실리카, 산화칼슘, 알루미나, 티타니아, 지르코니아, 산화주석, 산화인

듐, 산화카드뮴, 산화안티몬 등으로부터 형성될 수 있다. 무기 미립자는 가교 또는 비가교될 수 있고, 폴리메틸 메타크릴레

이트 또는 폴리우레탄과 같은 적합한 중합체로부터 형성될 수 있다. 접착층 또는 감압 점착층은 광 확산 특성을 나타내도

록 미립자를 함유할 수 있다.

예를 들어, 본 발명에 따른 적층 위상차판 및 편광 부재는 액정 표시 장치(6)를 형성하는 등의 적합한 목적을 위해 사용될

수 있고, 특히 액정셀의 광학 보상에 바람직하게 사용될 수 있다. 액정 표시 장치는 상기 적층 위상차판 또는 편광 부재가

액정셀의 한면 또는 양면에 배치되는 경우 형성될 수 있다. 액정 표시 장치를 형성하기 위해, 필요에 따라 광확산판, 백라

이트 장치, 집광 시트 또는 반사판과 같은 적합한 광학 소자를 적절히 배치시킬 수도 있다.

실시예

실시예 1

폴리에스테르 필름(PET)을 가열 롤을 통해 종방향 연신시킴으로써 Re가 50㎚이고, Rth가 51㎚인 위상차층(A)을 수득하

였다.

화학식 1

한편, 상기 화학식 1의 네마틱 액정 화합물 및 하기 화학식 2의 키랄제를 선택 반사 파장이 290 내지 310㎚인 혼합물이 형

성되도록 함께 혼합한다. 광중합 개시제를 상기 혼합물에 첨가하여 콜레스테릭 액정액을 제조하였다. 이축 연신된 PET 필

름을 콜레스테릭 액정액으로 코팅하였다. 80℃에서 3분간 열처리한 후, 자외선 조사에 의해 콜레스테릭 액정액을 가교하

였다. 이렇게 하여, 26㎛의 두께, 0㎚의 Re 및 198㎚의 Rth를 갖는 위상차층(B)을 수득하였다. 위상차층(B)은 15㎛ 두께

의 아크릴계 감압 점착층을 통해 위상차층(A)에 적층되었다. 그 다음, 이축 연신된 PET 필름을 적층물로부터 박리하였다.

이렇게 하여, 적층 위상차판을 연속 제조 공정에 의해 수득하였다.

화학식 2
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실시예 2

텐터에 의해 횡방향 연신되고 50㎚의 Re 및 108㎚의 Rth를 갖는 노보넨계 수지 필름으로부터 형성된 층을 위상차층(A)으

로서 사용하고, 2.0㎛의 두께, 1㎚의 Re 및 142㎚의 Rth를 갖는 층을 위상차층(B)으로서 사용한 점을 제외하고는 실시예

1과 동일한 방법으로 적층 위상차판을 수득하였다.

실시예 3

트리아세틸 셀룰로오스 필름을 텐터에 의해 횡방향 연신시켜 50㎚의 Re 및 68㎚의 Rth를 갖는 위상차층(A)을 수득하였

다. 1중량%의 폴리비닐 알콜을 함유한 용액을 위상차층(A)에 도포하고, 90℃에서 건조시켜 약 0.01㎛ 두께의 피막을 수

득하였다. 피막의 표면을 고무 처리함으로써 배향막을 형성하였다. 그 다음, 배향막을 실시예 1에서 사용된 바와 동일한

콜레스테릭 액정액으로 코팅하였다. 90℃에서 1분간 열처리한 후, 콜레스테릭 액정액을 자외선 조사에 의해 가교시켰다.

이렇게 하여, 2.5㎛의 두께, 0㎚의 Re 및 185㎚의 Rth를 갖는 위상차층(B)을 형성하였다. 이러한 방법으로, 적층 위상차판

을 연속 제조 공정에 의해 수득하였다.

비교예

노보넨계 수지로 제조되고 247㎚의 Re를 갖는 77㎛ 두께의 일축 연신 필름 위에 25㎛ 두께의 아크릴계 감압 점착층을 구

비하여 위상차판을 형성하였다. 위상차판으로부터 펀칭된 단편, 및 노보넨계 수지로 제조되고 199㎚의 Re를 갖는 83㎛ 두

께의 일축 연신 필름으로 이루어진 위상차판으로부터 펀칭된 단편을 상기 두개의 위상차편의 면내 지상축이 서로 수직으

로 교차하도록 서로 접합시켰다. 이렇게 하여, 적층 위상차판을 수득하였다.

평가 시험

실시예 1 내지 3 및 비교예 각각에서 수득된 적층 위상차판의 Re 및 Rth를 평행 니콜 회전법을 원리로서 사용하는 측정기

(오지 사이언티픽 인스트루먼츠(Oji Scientific Instruments)사 제품, KOBRA-21ADH)를 사용하여 측정하였다. 측정 결

과를 하기 표 1에 나타내었다. 또한, 적층 위상차판의 두께도 하기 표 1에 나타내었다.

[표 1]

  Re(㎚)  Rth(㎚)  두께(㎛)

 실시예 1  50  249  78

 실시예 2  51  250  97

 실시예 3  50  253  47

 비교예  48  247  185

비교예에서 수득된 적층 위상차판에서와 실질적으로 동일한 Re 및 Rth를 갖는 적층 위상차판을 수득하려는 경우, 각각의

실시예에서 수득된 적층 위상차판의 두께를 비교예에서 수득된 적층 위상차판의 두께의 약 절반으로 줄일 수 있음을 상기

표 1로부터 알 수 있다. 또한, 각각의 실시예에서 수득된 적층 위상차판이 위상차판(A 및 B)을 형성하는 단계로부터 상기

위상차판(A 및 B)을 적층하는 단계까지의 연속 제조 공정에 의해 제조될 수 있음도 알 수 있다. 관련 기술분야의 적층 위상

차판에 상응하는 위상차 특성을 나타내고, 박형 경량이고, 생산성이 뛰어나고, 시인성이 뛰어난 고품질 표시의 액정 표시

장치를 형성하는데 사용될 수 있는 적층 위상차판을 본 발명에 따라 수득할 수 있음을 명세서로부터 알 수 있다.

본 발명을 전술한 실시태양으로 한정해서는 안된다. 다양한 변형이 청구범위의 취지를 벗어나지 않고 당해 기술분야의 숙

련자에게 용이하게 이해될 수 있는 범위내에서 본 발명에 포함될 수 있다.

발명의 효과

등록특허 10-0629045

- 7 -



본 발명에 따라, 액정과 같은 위상차층을 형성하기 위한 소재를 코팅 방법에 의해 필름을 적층시킬 필요없이 우수한 제조

효율로 형성할 수 있어, 두께가 얇은 고품질의 적층 위상차판을 우수한 양산성으로 수득할 수 있다. 이러한 적층 위상차판

을 사용함으로써 액정셀의 시야각을 고도로 개선할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

양의 복굴절 특성을 나타내는 열가소성 수지로 이루어진 제 1 위상차층, 및

350nm 이하의 선택 반사 파장 범위를 나타내는 콜레스테릭 액정의 배향 고화층으로 이루어지고 상기 제 1 위상차층에 적

층된 제 2 위상차층을 포함하는 적층 위상차판으로서,

Re 및 Rth가 하기 수학식 1 및 2로 주어지는 경우 590nm의 파장을 갖는 광을 기준으로 상기 적층 위상차판의 Re가 10㎚

이상이고, 상기 적층 위상차판의 Rth-Re가 50㎚ 이상인 적층 위상차판:

수학식 1

수학식 2

상기 식에서,

nx 및 ny는 면내 주굴절률이고, nz는 두께방향 굴절률이고, d는 층 두께이다.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 위상차층의 Re가 20 내지 300㎚의 범위이고, 상기 제 1 위상차층의 Rth/Re가 1.0 이상이며, 상기 제 2 위상차

층의 Re가 0 내지 20㎚의 범위이고, 상기 제 2 위상차층의 Rth가 30 내지 500㎚의 범위인 적층 위상차판.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

적층 위상차판의 한면 또는 양면에 구비된 감압 점착층을 추가로 포함하는 적층 위상차판.

청구항 4.

제 1 항에 따른 적층 위상차판, 및 상기 적층 위상차판에 적층된 편광판을 포함하는 편광 부재.

청구항 5.
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액정셀, 및 상기 액정셀의 한면 또는 양면에 배치된 제 1 항에 따른 적층 위상차판을 포함하는 액정 표시 장치.

청구항 6.

액정셀, 및 상기 액정셀의 한면 또는 양면에 배치된 제 4 항에 따른 편광 부재를 포함하는 액정 표시 장치.

도면

도면1
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包括由热塑性树脂制成的相位差层（A）和固化胆甾型液晶层显示出小于
350nm的（B）的选择反射的波长区域的取向的相位差层示出正的双折射
性，Re和Rth的叠层等式（1），并且当在给定的2，和层压比10㎚RTH-
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